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	IPM
	รู้เขา รู้เรา
	ตัดสินใจไม่หลงทาง
	แผนที่นวัตกรรม เพื่อวางกลยุทธ์
	การแข่งขันและลงทุน
	“ก่อนลงทุน รู้เกมเทคโนโลยี”
	ขจัดจุดบอด และตัดสินใจด้วยแผนที่นวัตกรรม
	Key Highlights:
	สามารถนำข้อมูล
	สิทธิบัตรมาใช้ประโยชน์
	ในเชิงธุรกิจ


	หลักการและเหตุผล
	การแข่งขันทางธุรกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน การลงทุนวิจัยและพัฒนา โดยขาดข้อมูลทิศทางเทคโนโลยีและรายละเอียดคู่แข่ง
	อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการลงทุนซ้ำซ้อนหรือหลงทาง
	สิทธิบัตรเป็นแหล่งข้อมูลเทคโนโลยีและกลยุทธ์ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก การทำแผนที่นวัตกรรม หรือ แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นภาพรวมการแข่งขัน วิเคราะห์ตำแหน่งของคู่แข่ง
	ค้นหาพื้นที่ว่างทางเทคโนโลยี (White Space) และตัดสินใจลงทุนอย่างมีทิศทาง
	หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการทราบว่าเราจะตัดสินใจเลือก “ลงทุน” หรือ “ไม่ลงทุน” กับธุรกิจนั้น โดยจะใช้ประโยชน์
	จากแหล่งข้อมูลสิทธิบัตรที่มีได้อย่างไร โดยการบรรยายจะเริ่มจากการปูพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลสิทธิบัตรมาจัดเป็นภาพ เพื่อให้ทราบรายชื่อ
	ผู้ที่มีเทคโนโลยี ประเทศที่ผู้พัฒนาสนใจขอรับการคุ้มครอง เพื่อประกอบการตัดสินใจจนถึงการฝึกปฏิบัติจริง โดยทำ Workshop เพื่อทดลอง
	ให้ฝึกวิเคราะห์และเลือกการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

	วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
	กลุ่มเป้าหมาย
	เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
	สิทธิบัตร และประโยชน์ของการใช้แผนที่นวัตกรรมในเชิงธุรกิจ
	เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดทำและอ่านแผนที่นวัตกรรม ในการวิเคราะห์คู่แข่งและแนวโน้มเทคโนโลยี
	เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลแผนที่นวัตกกรมในการประเมินการลงทุน
	ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

	โครงสร้างหลักสูตร
	หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการผสมผสาน
	การบรรยายปูพื้นฐาน การอภิปรายกรณีศึกษา และการลงมือปฏิบัติผ่าน Workshop โดยมุ่งเน้นการแปลงข้อมูลสิทธิบัตรให้เป็นเครื่องมือ การตัดสินใจผู้เข้าร่วมอบรม
	จะได้รับการปูพื้นฐานตั้งแต่การทำความรู้จักข้อมูลสิทธิบัตร การสืบค้น จัดทำ
	และอ่านแผนที่นวัตกรรม จนถึงการประเมินเพื่อตัดสินใจ “เลือกลงทุน” หรือ “ไม่ลงทุน” ประกอบด้วย การบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้
	หัวข้อ
	รวม

	วันที่จัดอบรม
	วันที่
	ธันวาคม 2569

	เวลา
	9.00 - 16.15 น.
	(รวมระยะเวลาอบรม 1 วัน)


	สถานที่ฝึกอบรม
	สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
	อาคาร สวทช. ชั้น 6
	ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

	ค่าลงทะเบียน
	เนื้อหาหลักสูตร
	Patent Mapping – สิทธิบัตรบอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจใด้บ้าง
	การเปลี่ยนเป้าหมายธุรกิจให้เป็นโจทย์การสืบค้นสิทธิบัตร
	กรอบการวิเคราะห์ & หลักเกณฑ์ประเมินการลงทุน
	Workshop 1: การสืบค้นและทำแผนที่นวัตกรรม
	Workshop 2: จำลองสถานการณ์ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน
	หลักสูตร
	5,885
	5,500
	Patent Mapping (IPM)

	5,885
	5,500
	IP Risk (IPR)



	10%
	9,900
	(IPM + IPR)
	10,593


	ใบลงทะเบียน
	หลักสูตร รู้เขา รู้เรา ตัดสินใจไม่หลงทาง: แผนที่นวัตกรรม เพื่อวางกลยุทธ์การแข่งขันและลงทุน
	(Patent Mapping for Formulating Competitive and Investment Strategies)
	รายละเอียดผู้เข้ารับการอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกใบวุฒิบัตร)

	ประเภทหน่วยงาน
	ราชการ
	รัฐวิสาหกิจ
	เอกชน
	ส่วนตัว

	ต้องการออกใบเสร็จในนาม
	องค์กร
	ส่วนบุคคล

	ต้องการระบุชื่อผู้เข้าอบรม
	ในใบเสร็จหรือไม่
	ต้องการ
	ไม่ต้องการ

	ค่าลงทะเบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
	ค่าลงทะเบียน (บาท)
	5,500
	Patent Mapping (IPM)
	5,885
	IP Risk (IPR)
	5,500
	5,885
	9,900
	10,593
	ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร Patent Mapping (IPM) และหลักสูตร IP Risk (IPR) (หลักสูตร IPM + IPR) ท่านจะได้รับส่วนลดทันที 10 %
	วิธีการชำระเงิน

	ท่านสามารถชำระเงินโดย การโอนหรือการนำฝากธนาคาร ได้ทั้ง 2 ธนาคารดังนี้
	ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	ชื่อบัญชี (ภาษาอังกฤษ) National Science and Technology Development Agency
	ธนาคารกรุงเทพ สาขา อุทยานวิทยาศาสตร์
	เลขที่บัญชี: 080-0-00001-0 ประเภทบัญชี: เงินฝากสะสมทรัพย์
	ธนาคารกรุงไทย สาขา ตลาดไท
	เลขที่บัญชี: 152-1-32668-1 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
	**แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail: psc@nstda.or.th
	3 ช่องทางการลงทะเบียน
	หมายเหตุ
	สถานที่อบรม

	สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
	อาคาร สวทช. ชั้น 6

	ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
	73/1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 6
	ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
	โทรศัพท์ 0 2644 8150
	http://www.career4future.com | E-mail: psc@nstda.or.th
	Follow Us: https://www.facebook.com/Career4FutureAcademy



